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文章摘要：

在能量为3,5和7 keV的氩离子轰击下,对激冷Ni-50%Al(质量分数)合金薄膜
进行减薄,用配备有超薄窗口能谱仪的高分辨电镜观察分析了减薄后样品中两
种合金相Ni2Al3和NiAl3r结构和成分变化. 结果表明, 在离子轰击下,合金相
Ni2Al3和NiAl3的成分均有变化, Ni含量明显高于合金相化学配比. 随着离子
能量的降低,轰击后合金相中Ni含量增加. 在3 keV氩离子轰击下两个相的含
Ni量均高达87%(原子分数)左右,在离子轰击过程中初始的NiAl3相点阵结构未
发生明显变化,而Ni2Al3的初始结构在3和5 keV氩离子轰击减薄后部分转变为
体心立方结构.
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